Messen und Termine: Gifa

Kompakte Durchlauf-Strahlanlage fiir kleine, filigrane Gussteile

Mitutoyo figt seinem Portfolio von Multisensor-CNC-Bildverarbeitungsmessgeraten ein Auf der GIFA 2019
zeigt Walther Trowal erstmals die kompakte Muldenband-Strahlanlage THM 300/1, die das Unternehmen
speziell fir hohen Durchsatz kleiner Bauteile entwickelt hat. Sie vereint die Kompaktheit der Chargenanla-
gen mit den Vorteilen des kontinuierlichen Betriebes. So vereinfacht und beschleunigt sie Ablaufe bei der
Oberflachenbearbeitung von Gussteilen. Walther Trowal hat die THM 300/1 fir kleine, filigrane oder diinn-
wandige Gussteile konzipiert, so zum Beispiel fur Teile aus Aluminium- oder Zinkdruckguss mit Diagonalen §
zwischen 20 und 150 mm. Beispiele sind Teile fur Modellautos, Unterhaltungselektronik oder Beschlage
flr die Mobelindustrie. Neu ist, dass jetzt erstmals eine Strahlanlage flr kleine Teile verfigbar ist, die nur
so grof} wie eine Chargenanlage ist, aber im kontinuierlichen Durchlauf arbeitet. Die THM 300/1 baut im
Vergleich mit den bisher kleinsten Maschinen von Walther Trowal deutlich kompakter: Sie beansprucht
eine Grundflache von lediglich 1,4 x 2,7 m und ist so leicht in vorhandene Produktionslinien integrierbar. Damit entspricht Walther
Trowal dem Wunsch vieler Kunden aus der GieRereiindustrie, die die Oberflachenbehandlung kleiner Teile nahtlos in ihre Ferti-
gungslinien integrieren wollen. Das Muldenband-Transportsystem, das Walther Trowal als einziger Hersteller von Strahlanlagen
anwendet, fordert die Werksticke besonders schonend in einer Spiralbewegung durch die Maschine. Dabei werden die Teile
kontinuierlich umgewalzt und von allen Seiten gleichmaRig gestrahlt. In der neuen Maschine verwendet Walther Trowal eine der
im eigenen Hause entwickelten WTY-Turbinen mit gebogenen Schaufeln. Im Vergleich mit herkdmmlichen Schaufelréddern steigern
sie die Abwurfgeschwindigkeit des Strahlmittels, erh6hen den Impuls jedes einzelnen Partikels beim Aufprall auf die Oberflache
des Werkstlcks und senken so die Bearbeitungsdauer. Ein Kommunikationsprozessor ermoglicht die einfache Integration in die
Ubergeordnete Prozesssteuerung. Absauganlagen gewahrleisten den sicheren Betrieb - den aktuellen Normen fur den Explosi-

onsschutz entsprechend. Besuchen Sie uns auf der GIFA in DUsseldorf, Halle 15, Stand D15 www.walther-trowal.de
Neues Low-Formaldehyde-System fiir die Cold Box-Fertigung Low Farmossunsoo Drseen L7
GiefRereien stehen vor der Herausforderung, Formaldehyd-Emissionen im Abgasstrom ihrer Bestandsan-

lagen bis spatestens Februar 2020 von 20 mg/m?® (Massenkonzentration) auf 5 mg/m? zu reduzieren. ; -..-_ o

ASK Chemicals stellt auf der GIFA ein speziell abgestimmtes Paket aus Binder, Schlichte und Additiv vor, B
das GiefRereien die Einhaltung dieses neuen Grenzwerts - ohne Investitionen in weitere Sekundarmaf3- ==
nahmen - ermdglicht. Um GieRereien eine Losung zu bieten, die keine Investitionen in bspw. Wascher

oder RTO (regenerativ thermische Oxidation) erfordert, hat ASK Chemicals ein neues Konzept entwickelt, das die Formaldehyde-
missionen in der Praxis um nachweislich mehr als 70% senkt. Analysen haben gezeigt, dass insbesondere der Abgasstrom aus
Schlichtetrockendfen eine besondere Rolle fur die Reduktion der Formaldehydemissionen spielt. Im Cold Box-Verfahren herge-
stellte Kerne weisen per se Restanteile an Formaldehyd auf, kbnnen aber im Zusammenspiel mit Additiv und Schlichte gerade
bei Temperaturen um 150°C zusatzliches Formaldehyd emittieren, so dass die Grenze von 5 mg/m? leicht Uberschritten wird.
Das neuentwickelte Low-Formaldehyde-System (LFS) von ASK Chemicals ist ein speziell abgestimmtes Paket aus Binder, Additiv
und Schlichte, das schon aufgrund seiner Konzeption nur eine sehr geringe Grundfracht und damit ein stark reduziertes Formal-
dehydpotential mitbringt. Darliber hinaus absorbiert das neue System freiwerdendes Formaldehyd, so dass die 5 mg/m3-Grenze
bei den ersten Anwendern dieser Technologie unterschritten werden konnte. ,Ich bin davon tberzeugt, dass wir Anwendern mit
dem neuen System einen echten Mehrwert bieten. Denn durch den auf die spezifischen Anforderungen abgestimmten Einsatz
von ECOCURE BLUE LFS-Binder, MIRATEC LFS-Schlichte und VEINO LFS-Additiv erfullt das LF-System bereits jetzt punktgenau die
gesetzlichen Formaldehyd-Grenzwerte. Dies ist ein klarer Vorteil fur GieRereien, die zum Zeitpunkt keine Investitionen in Sekun-
darmafRnahmen tatigen mochten., fasst Frank Lenzen, Technischer Produktmanager bei ASK Chemicals, die Vorteile des neuen
Systems zusammen. Besuchen Sie uns auf der GIFA in Disseldorf in Halle 12, Stand A22. www.ask-chemicals.com

Chem-Trend prasentiert neue Trennmittel-Technologien fiir Druckgiefier auf der GIFA

Chem-Trend, stellt auf der GIFA in Dusseldorf eine neue Serie von Formentrennstoffen vor, die auf eigens durch
Chem-Trend neu entwickelten Polymeren basieren. Die neu entwickelten Polymere ermoglichten Chem-Trend die
Entwicklung neuer Trennstoff-Technologien, die die Gieereiindustrie unterstiitzen, ihre Prozesseffizienz weiter
zu optimieren. Die neuen Trennstoff-Technologien unterstiitzen Druckgiefer dabei, kiinftige Herausforderungen
zu meistern. Sie bieten einen hervorragenden Schutz vor Metallanklebungen und verlangern die Standzeiten der
GieBwerkzeuge. Die neue Polymer-Familie minimiert erheblich trennstoffbedingte Riickstande in der Werkzeug-
kavitat und am Formrahmen. Dies erhoht die Gesamtanlageneffektivitat (OEE) der Gieanlagen und setzt neue
Standards in Bezug auf Geflgeporositat und Oberflachenqualitat der gefertigten Druckguss-Bauteile. ,Jahrzehnte- k
lange Erfahrung erméglicht Chem-Trend, die neu entwickelten Polymere mit weiteren trennaktiven Komponenten
zu sehr guten, kundenspezifischen Produkten zu formulieren. Unsere mafigeschneiderten Lésungen helfen Druckgieern, in einem wettbe-
werbsintensiven Umfeld hochste Prozesseffizienz zu erreichen und profitabler zu agieren®, sagt Andrea Colori, European Business Director flr den
Bereich Druckguss bei Chem-Trend. ,Die hohe Wirksamkeit unserer neuen Formulierungen sorgt sowohl fiir eine gute externe Temperaturfihrung
des GieBwerkzeugs als auch fur eine bessere Filmbildung bei heifen Giefwerkzeugen und reduziert somit stérende Metallanklebungen. Diese
Effekte ermdglichen einen geringeren Trennstoffeinsatz sowie kirzere Zykluszeiten und kénnen somit die Rentabilitat der Gieflerei steigern.”
Mit der neuen Formentrennstofftechnologie kniipft Chem-Trend an eine lange Tradition an, im Rahmen derer Innovationen fur die Druckguss-
industrie entwickelt wurden. Bereits im Jahr 1960 stellte Chem-Trend das erste Trennmittel auf Wasserbasis her und im Jahr 1990 erhielt das
Unternehmen als erster Anbieter in seinem Segment die ISO 9001-Zertifizierung. Besuchen Sie uns auf der GIFA in Dusseldorf, Halle 11, Stand
B59 www.ChemTrend.com
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